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１．概要（Summary ） 

 溶剤の吸収帯に赤外線を放射する金属-絶縁体-金属

（MIM）構造を持つ波長制御エミッタ（50 mm×50 mm

の面積）の作成を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 コンパクトスパッタ装置 

 原子層堆積装置 

 ヘリコンスパッタリング装置 

【実験方法】 

MIM 構造の作成手順と利用した機関を Fig. 1 に示す。

作成された MIM 構造を Fig. 2 に示す。 

Fig. 1  Fabricating procedure of MIM structure. 

Fig. 2  Appearance of fabricated MIM structure. 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作成した MIM 構造の垂直放射率を Fig. 3 に示す。

作成した MIM 構造の垂直放射率のピークが、目標と

した波長 3.0 m に、よく一致していることが分かる。 

Fig. 3 Normal emissivity 
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